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Instruzioni per l'uso

S. Wm'wgxmrwm*moryw
a) Realizzazione con metodo diretto, appljggz.ig*legllla presa d'impronta

Con cera morbida o prodot to analogo del imi tare iset tor i  d i  gengiva da
r iprodurre,  quindi  isolar l i  spruzzando uno strato sot t i le  d i  agente di  separazione
per s i l icone.  Tempo di  asciugatura:  30 secondi .  fagente di  separazione ö indicato
per s i l icone di  t ipo "A" e d i  t ipo "C" e per mater ia le per impronte in pol ietere.

Per l 'appl icazione di  lmplant  Mask con la cartuccia mini-mix ut i l izzare sempre
miscelator i  con punta sot t i le-  Eseguire l 'appl icazione con la s i r inga di ret tamente
at torno ai  monconi  per impronta e t rasfer imento,  lasciando la punta del
miscelatore nel  mater ia le (Fig.  1) .  La fuor iusci ta deve awenire a pressione
costante. Controllare il corretto dimensionamento di lmplant Mask.

Proseguire la realizzazione del modello soltanto previo indurimento completo di
Implant  Mask (Fig.  2) .  Eventual i  residui  d i  agent i  d i  separazione sui  monconi  d i
laborator io possono essere el iminat i  con alcol  l5O- Non ö necessar io isolare la
maschera da gesso o resina.

b) Realizzazione con metodo indiretto. sul modello

Per l'esecuzione di lmplant Mask, innanzitulb-rcalizzare una mascherina di
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Settori d'applicazione
maschera gengivale per:
W Real izzazione di

impiant i
ffi Tecniche miste
M Modelli master e a

tagl io d i  sega

ffimfi feamde$;
üVolume di

miscelazione:
l0 ml (cartucce)

fl Dosaggio: 1 :1
ü Colore del prodotto:

base: rossa scura
cätalizzatore: bianco

n Tempo di
miscelazione:
esente (sistema
mini-mix)

fi* Tempo di lavorazione:
2 min.* circa

m Tempo di presa:
5 - 6  m i n . * c i r c a

# Recupero dopo
deformazione:
> 9 9 0 Ä

W Variazione dimensio-
nale lineare:
< o,3 0/o

g Lavorazione:
a 2 3 ' C + 2 C , 5 O x . 5 o / o
umiditä relat iva

* dall ' inizio di miscelazione a
23' C r 2" C, 50 t 5% umiditä
relativa. Temperature piü alte
abbreviano e temperature piü
basse allungano i tempi indicati.
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lmplant Mask

Confezione standard
c a r t u c c e 2 - 1 0 " t |
6 cannule di miscelazione,

l imerizzato per addizione o conqensa-
zione (ad es. blue eco o compact lab putty), che copra tutti i settori riprodu-
c. ib i l i  del  model lo (Fig.  3) .  Dopo i l  d istacco del  porta impronta,  ö possib i le ut i -
l izzare come mascher ina l ' impronta presente.  per faci i i tare la cöl locazione sul
model lo,  r imuovere nel la mascher ina o nel l ' impronta i  ount i  problemat ic i
a l l 'esterno del la zona del la maschera gengivaLe.

Mediante f resatura,  r idurre i  set tor l .del  model lo che devono essere r iprodot t i
con lmplant  Mask (Fig.  4) .  Fare at tenu{one che s ia asportata una quant i tä suf f i -
c iente di  mater ia le in modo da garant i re i l  successivo spessore dei la maschera.  l l
moncone puö essere segato e lavorato, all'occorrenza, prima o dopo la realizza-
z ione del la maschera.  5e s i  esegue per pr ima la segatura,  b loccare i  tagl i .

Nel la mascher ina di  posiz ionamento in s i l icone esequire con la f resa una o piü
aperture d ' in iezione (palata le/ l inguale) .  Ut i l izzandä la f resa a roset ta,  ese!ui re
canal i  d i  scar ico del l 'ar ia at t raverso la mascher ina con usci ta nei  punt i  p iü t l t i
del la maschera gengivale (Fig.5) ,  pul i re la mascher ina ed isolare sul  la io interno
spruzzando uno strato sot t i le  d i  agente di  separazione.  Tempo di  asciugatura:  30
secondi .  Col locare di  nuovo la mascher ina sul  model lo.  contro l lare che s i  t rovi
esat tamente in sede e f issar la.

Fig. 3

Fig. 5



attraverso
d'iniezione della mascherina (Fig. 5)., Fer controllo: i canali di scarico'delliari
devono essere riempiti con silicöne. Estra.rre la maschera soltanto,quando la
presa ö completa. L'indurimento puö awenire nel recipiente sotto pressione
(max. 2,5 bar) senza interferenze termiFhe e mai nell'äcqua.

2. Miscelazione ed,äpp licaziane
Per fare uscire il materlale dalla cartuccia si utilizza il sistema mini+nix: lnserire
lo stampo nel corpo della.cartuccia, quindi,:witare etogliere lt,tappo della
cartuccia. Prirna di inserire la cannu.la...-dirrnisdaz.iore,:fare tscire..una pieeola .
quantitä di materiale fino ad ottenere.un flusso omogeneo di silicone'dalle due
aperture (Fig. 7). ..i,::, : 

' 
. ,

Per inserire la cannula:di rtiiscelaziione, fare attenzione. lle guide,*tuate $$la
cannula stessa e su{]a eartuccia' ,Bl,scc6fe motando in.senso invertroj(Figi,a}i ora ö
possibile eseguire il dosaggio desiderato:-H.materiale deve fuoriuscire;,pr€ssione
costante. Dopo l'uso, lasciare la cannula di miscelazione sulla cartuccia fino
al l 'appl icazione successiva.
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Per proseguire la lavorazione Uetta mascfretä si possono utilizzare opportuni
utens.ili rotanti (Fig. 9) (frese Molloplast@; cappette di limatura, punte'e frese in
metal lo duro).

Avvertenze importanti
I lmpfant Mäsk non ö soggetto a nessun.tipo di variazione dimensionale.
I La pulizia puö essere eseguita con apparecchi a getto di vapore normalrxente

present i  in laborator io.
I I guanti in lattice e le superfici contaminate da questo materiale possono

interferire con il processo d'indurimento di Implant Mask.
I Prima della realizzazione controllare la precisione dilnensionale dei monconr oer

impronta e l'esecuzione degli impianti su modello. ,
ffi Per modelli dimostrativi e di presentazione ö possibile applicä.f€, laiverni€€il

- , - ,,,, *"*,* lulfRol-pel 9t!enel9 ula s-uplrlicie 
3d 

e]eyata lu-cg!ei1a.

Se la maschera ö stata realizzata sul
mascherina di posizionamento dal
canal i  d i  scar ico con un
sbavature con un bisturi o lama. affilata.

2 min. circa

Tempo di lavorazione

5 - 6 m i n - c i r c a

Teinpo di presa

F t g . 8

Ftg, 9


